Hodnoceni doktorandky Mgr. Evy Havlickové a jeji dizertacni price

wComputer modelling of plasma processes and transport for selected applications*

Mgr. Eva Havlickova vypracovala svou praci v létech 2005-2009 béhem interniho
doktorského studia na MFF UK a to na katedie fyziky povrchli a plazmatu (dfive elektroniky a
vakuové fyziky). Tématem jeji doktorské dizertace bylo feSeni problému z fyziky plazmatu postupy
pocitatové fyziky. Soustiedila se zhruba stejnou mérou na dvé oblasti fyziky plazmatu — na studium
interakce nizkoteplotniho plazmatu s povrchy vnofenych pevnych latek a na studium vysokoteplotniho
plazmatu v tokamaku. Co tyto dvé samostatné problematiky propojuje je po strance fyzikalni
pritomnost magnetického pole a po strance pocitatové pouzitdi metodika — Casticové a spojité
modelovani. Souasti dizertace je i srovnani vyhod a nevyhod obou pouzitych metodik.

Mgr. Havlickova ve své dizertaéni praci ziskala fadu originalnich vysledki jak v oblasti
nizkoteplotniho tak i vysokoteplotniho plazmatu. Zatim byla ¢ast dosazenych vysledki publikovéana ve
formé 2 ¢lanki v impaktovanych ¢asopisech (1 v nizkoteplotnim a | ve vysokoteplotnim plazmatu), |
¢lanku v neimpaktovaném &asopise (nizkoteplotni plazma) a 6 publikaci ve sbornicich mezinarodnich
konferenci (4 v nizkoteplotnim a 2 ve vysokoteplotnim plazmatu). Vysledky ziskané v letodnim roce
jesté opublikované nebyly, Ize proto otekavat dalsi 2-3 publikace a to v oblasti vysokoteplotniho
plazmatu.

Béhem svého doktorského studia pracovala Mgr. Havlickova velmi svédomité a predevsim
iniciativné. PredloZzena prace podle mého nazoru predstavuje velmi kvalitni pfinos v oblasti
potitatového modelovéni ve fyzice plazmatu. Jsem proto pfesvédcen, Ze predlozena prace Mgr. Evy

Havli¢kové je vhodné pro obhajobu v oboru f11 ,Matematické a po¢itatové modelovani*.

Praha, 21. 9. 2009

Prof. RNDr. lyudolf Hrach, DrSc.

Skolitel



